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APLM est l’acronyme du projet «Ablation Partielle par Laser dans des Multicouches PVD pour 
des Surfaces Multicolores et Nanostructurées » qui répond à un appel interreg VI-AFrance-
Suisse 2021-2027; Le consortium de ce projet est constitué de 6 partenaires : SILSEF, SAIREM et UTBM 
(Chef de file) pour la France, ainsi Plasmadiam, Gravity Swiss et Huate école spécialisée bernoise (BFH) 
pour la suisse ;  

 
Ce projet APLM a pour objectif de développer tout le savoir-faire technique pour industrialiser un 
procédé inventé et breveté par la BFH et Plasmadiam en mai 2024. L’invention combine la technologie 
de dépôts sous-vide de couches ultraminces par PVD et PECVD ainsi que l'ablation partielle au moyen 
de laser pulsé nano, pico et femtosecondes permettant de générer des cavités dans la multicouches 
avec un contrôle et une précision nanométriques. Des prototypes de cadrans multicolores ainsi que de 
moules pour la lithographie par nano impression (NIL), l’embossage et l’injection plastique seront 
réalisés. Ils permettront de promouvoir la technologie et de valoriser l’invention avec des retombées 
économiques pour tous les partenaires industriels du consortium dans régions et au-delà. 
 
Les actions principales du projet sont :  
 

- Développer différents procédés robustes de dépôts de couches de couleurs vives ou avec des 
propriétés optiques spécifiques par sputtering combinatoire PVD avec ou sans utilisation de plasma 
MW-PECVD et répondant aux spécifications mécaniques pour les applications envisagées. 

- Constituer une base de données avec les seuils d’ablation laser en J/cm2 pour les différentes 
couches PVD colorées ou fonctionnelles produites entre 20-500nm d’épaisseurs pour différentes 
longueurs d’onde, 

-  Concevoir un modèle permettant de prédire le seuil d’ablation d’un matériau en fonction de 
ces propriétés physique, 

- Réaliser des prototypes ambassadeurs de la technologie brevetée dans le domaines des 
cadrans horlogers multicolores et de moules nanostructurés pour NIL, embossage et injection 
plastique par ablation de cavités nanométriques sur 3 ou 4 niveaux. 
 

Les principaux résultats attendus sont : 

- Capacité à manufacturer des cadrans avec des images hautes résolutions multicolores par 
mise en couleurs de l’image utilisant la technique de l'ablation partielle des multicouches et la 
technique des pixels CYMK ou RGB. Ces motifs colorés devront être présentés sur des foires (EPHJ) 
dans le but que la technologie soit adoptée par une ou plusieurs grandes marques horlogères. 

- Fabriquer des pièces texturées sur plusieurs niveaux (au moins 3-4) avec des marches de 
hauteur ajustable sur une précision nanométrique permettant d’ouvrir l’invention de l’ablation laser à 
d’autres domaines d’applications avec des procédés de fabrication en plus grand colume (NIL, 
embossage et injection plastique) 
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